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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania zro-
del promieniowania jonizujgcego, zwlaszcza promienio-
wania alfa.

Znane s3 sposoby otrzymywania zrédet promlemowama
jonizujacego polegajace na otrzymywaniu typowej cerami-
ki zawierajacej dodatkowo w swym skladzie izotop pier-
wiastka promieniotwodrczego. Wysokie temperatury top-
nienia znanych ceramik uniemozliwiajg otrzymywanie
zrédel na powierzchniach metali niskotopliwych np. na
aluminium.

Sposoby otrzymywania zrédel promieniowania jonizu-
jacego na podlozu aluminiowym przez pokrywanie alumi-
nium emaliami zawierajacymi w swym skladzie izotop
pierwiastka promieniotwérczego nie mogg byé stosowane
do otrzymywania Zrédel promieniowania alfa, gdyz emalie
zawierajg sole metali ciezkich, co zwigksza absorpcje pro-
mieniowania w Zrédle i obniza efektywna aktywnosé
Zrédla.

Znany z patentu RFN nr 1764763 spos6b otrzymywania
zrédel polega na nanoszeniu na powierzchnie emaliowane;j
stali warstwy radioaktywnej, ktéra jest utrwalana na po-
wierzchni emalii przez pokrycie warstwg tlenku metalu.
. Warstwy hermetyzujgce pochianiajg do 18% promienio-
wania, a ponadto technologia ta nie moze by¢ stosowana do
otrzymywania Zrédel na podiozu aluminiowym. Wielowar-
stwowa budowa otrzymywanych Zrédel determinuje ich
znaczng grubosé, a konieczno$é¢ usuwania nadmiaru sub-
" stancji radioaktywnej przed jej utrwaleniem przez pokry-
cie warstwg tlenkowg utrudnia otrzymanje zrédet o po-
wtarzalnej zawartosci izotopu promieniotworczego:
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- Spos6b wytwarzania zrodel promieniowania jonizujyce-

go wedtug wynalazku polega na tym, ze podloze metalowe

pokrywa sie¢ wodng zawiesing fryty emalierskiej zawiera-
jacej 26-60% P,0s, 6-20% NayCOj3, 5-15% LiaCOy, 6-12%
K,CO3, 2-6% MgO, 5-15% ZnO, i 2-6% Al,03 nastepnie

* otrzymang warstwe powierzchniowg suszy sie do edparo-

wania wody, po czym na powierzchni¢ nanosi sig, korzyst-
nie przez zakraplanie roztwér zawierajacy pierwiastek
promieniotworczy, ktéry przenika do calej objetosci chion-
nej warstwy fryty, a po wysuszeniu prazy sie w temperatu-
rze 550-600°C w ciggu kilkunastu minut.

Sposé6b wedlug wynalazku umozliwia wytwarzanie Zré-
del promieniowania alfa o wysokiej wydajnosci promie-
niowania jonizujgcego z jednostki powierzchni, odznacza-
jacych sie odpornoscig na czynniki mechaniczne i chemicz-
ne. Cienka elastyczna warstwa aktywna zrédla zawieraja-
ca izotop promieniotworczy trwale zwigzana jest z podlo-
zem metalowym, co zapewnia bezpieczenstwo pracy w cza-
sie eksploatacji. Przyklad wykonania sposobu wedtug wy-
nalazku.

Na oczyszczone i odtluszczone podloze aluminiowe na-
nosi si¢ przez nakraplanie cienkg warstwg okolo 20 mg/ -
cm? wodnej zawiesiny fryty emalierskiej o stosunku fryty
do wody jak 1:1,5 o nastepujgcym skladzie procentowym:
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Al;O3

10%
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Po wysuszeniu otrzymanej powierzchni, nakrapla si¢ na -

nig roztwor alkoholowy zawieraj-’qcy pluten -239 o stezeniu

8 mg/ml w ilosci 0,030 mg Pu/cm” powierzchni. Powierzch-
nig¢ suszy sig, a nastgpnie wypraza si¢ w temperaturze

580°C w ciagu 15 minut.
Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania Zrédel promieniowania jonizujgce-
go, zwlaszcza promieniowania alfa polegajgcy na pokry-
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waniu podloza metalowego warstwg emalii nicorganicznej
zawierajacej izotop promieniotworczy, znamienny tym, ze
podloze metalowe pokrywa si¢ wodng zawiesing fryty
emalierskiej zawierajgcej 26-60% Py0s5, 6-20% Na,COs3,
5-15% LiyCO3, 6-12% KyCOj, 2-6% MgO, 5-15% ZnO
i 2-6% Al203, nastepnie otrzymang warstwe powierzch-
niowg suszy si¢ do odparowania wody, po czym na powie-
rzchnie nanosi sie, korzystnie przez nakraplanie roziwor
zawierajacy pierwiastek promieniotworczy, ktory przeni-
ka do calej objetosci chlonnej warstwy fryty, a nast¢pnie
suszy si¢ i wypraza w temperaturze od 550-600°C w ciggu
kilkunastu minut.

Skiad wykonano w DSP, zam. 5132
Druk w UP PRI, naklad 125 + 20 egz.
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